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Die Herstellung funktionaler Dünnschichtsysteme kommt heutzutage ohne den Einsatz moderner
Konzepte der Plasmatechnologie, Plasmadiagnostik und Plasmasimulation gekoppelt mit der Viel-
falt der modernen Schichtanalytik nicht mehr aus. So wird nicht nur häufig das Beschichtungsgut
selbst mit Plasmen vorbehandelt, sondern es kommen auch direkte plasmagestützte Beschichtungs-
verfahren zum Einsatz, die eine deutliche Verbesserung der Qualität optischer, elektronischer und
mechanischer Funktionsschichtsysteme bewirken können. Beispielsweise kann die Packungsdichte die-
ser Schichten in plasmagestützten Prozessen erheblich bis nahezu auf den Wert des entsprechenden
Festkörpermaterials gesteigert und so eine erhebliche Erhöhung der Schichtstabilität erreicht werden.
Bei den Zerstäubungsprozessen spielen Plasmen und Plasmastrahlen eine zentrale Rolle in der kon-
trollierten Freisetzung des Beschichtungsmaterials in einem Energieregime, das besonders günstig
ist für die Bildung von qualitativ hochwertigen Schichten. Trotz dieser enormen Vorteile sind die
Untersuchungen längst nicht abgeschlossen, da die Zusammenhänge der Plasmaparameter wie Elek-
tronendichte, Teilchenflussdichten und Teilchenenergien mit den Eigenschaften der in Form dünner
Schichten synthetisierten Materialien nur zu einem geringen Teil aufgeklärt sind. Für die zukünftige
Entwicklung der Beschichtungsprozesse und die Herstellung der zunehmend geforderten anspruchs-
vollen Schichtsysteme ist eine grundlegende Erkundung der Wirkung von Plasmen in den modernen
Beschichtungsprozessen unumgänglich. Die Zielstellung des nunmehr zehnten Symposiums zu die-
sem Themenfeld ist es, den Dialog der beteiligten Technologiebereiche weiter zu intensivieren. Als
Plattform bieten sich dabei zwei koordinierte Verbundvorhaben im Bereich der modernen Plasma-
technik an, zum einen der von der DFG seit sechs Jahren geförderte SFB-TR 87 „Gepulste Hoch-
leistungsplasmen zur Synthese nanostrukturierter Funktionsschichten“ und zum anderen das vom
Bundesministerium für Bildung und Forschung in seiner zweiten Phase seit dem Jahr 2009 geförder-
te Pluto+ „Plasma und Optische Technologien“. Beide großen Verbünde haben mittlerweile einen
hohen weltweit einmaligen wissenschaftlichen Stand erreicht, und beide Projekte weisen mehr und
mehr Kooperationen auf, die sich gegenseitig stark unterstützen. Im Rahmen des Symposium sol-
len nun ausgewählte, von beiden Konsortien errungene Ergebnisse der Fachöffentlichkeit vorgestellt
werden.

Übersicht der Hauptvorträge und Fachsitzungen
(Hörsaal GW1 HS)

Hauptvorträge

SYPO 2.1 Mi 14:10–14:35 GW1 HS Herstellung von Interferenz-Schichtsystemen - vom Design zum fer-
tigen Filter — ∙Detlef Arhilger

SYPO 2.2 Mi 14:35–15:00 GW1 HS Praxisnahe Modellierung von Ionenstrahl-Zerstäubungsprozessen
— ∙Kai Starke, Benjamin Lotz, Wjatscheslaw Sakiew, Stefan
Schrameyer

SYPO 2.3 Mi 15:00–15:25 GW1 HS Stabilisierung des Ionenstrahl-Zerstäubungs-Prozesses über adap-
tiv geregelte Prozessparameter — ∙Florian Carstens

SYPO 2.4 Mi 15:25–15:50 GW1 HS Interface chemistry of thin films deposited from pulsed high power
plasmas — ∙Guido Grundmeier

SYPO 4.1 Mi 16:20–16:45 GW1 HS Diagnostics and Control Schemes for Industrial PIAD Processes —
∙Jens Harhausen, Rüdiger Foest, Christian Franke, Olaf Stenzel,
Jochen Wauer, Steffen Wilbrandt
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SYPO 4.2 Mi 16:45–17:10 GW1 HS Wiederholbarkeit optischer Konstanten von plasmagestützt abge-
schiedenen Oxidschichten — ∙Olaf Stenzel, Steffen Wilbrandt

SYPO 4.3 Mi 17:10–17:35 GW1 HS Die Multipolresonanzsonde: Von der Diagnostik zur Systemanwen-
dung — ∙Moritz Oberberg, Marcel Fiebrandt, Stefan Ries, Nikita
Bibinov, Peter Awakowicz

SYPO 4.4 Mi 17:35–18:00 GW1 HS Low stress transparent materials for optical coatings on flexible
substrates — ∙Melanie Gauch, Henrik Ehlers, Detlev Ristau

Fachsitzungen

SYPO 1.1–1.1 Mi 14:00–14:10 GW1 HS Begrüßung
SYPO 2.1–2.4 Mi 14:10–15:50 GW1 HS Plasma und Optische Technologien I
SYPO 3 Mi 15:50–16:20 GW1 HS Kaffeepause
SYPO 4.1–4.4 Mi 16:20–18:00 GW1 HS Plasma und Optische Technologien II
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